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Представлены результаты воздействия высокодозного облучения ионами Ar+ с энергией 30 кэВ на морфологию поверхности ультрамелкозренистого (УМЗ) вольфрама (99.93%). УМЗ образцы с размером зерен 100-200 нм получены деформационным наноструктурированием методом кручения под высоким давлением при 6 ГПа [1]. Облучение проведено ионами Ar+ по нормали к поверхности образца c флюенсом 3·1018 см-2 на масс-монохроматоре НИИЯФ МГУ [2]. Образец при облучении нагревается до температуры не выше 50°С. В результате облучения на поверхности УМЗ вольфрама сформировался конусообразный рельеф с углом раствора конусов около 13°. Определена термическая стабильность конусообразного рельефа на поверхности и зеренной структуры в объеме УМЗ вольфрама при отжиге от 1000 до 1400°C в течение 1 часа в вакууме. Оценено влияние деформационного наноструктурирования на скорость ионно-лучевой эрозии вольфрама.
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